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产品名称 透明光刻胶公司 北京赛米莱德 透明光刻胶

公司名称 北京赛米莱德贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市北京经济技术开发区博兴九路2号院5号楼
2层208

联系电话 15201255285 15201255285

产品详情

光刻胶的作用有什么？

光刻是将图形由掩膜版上转移到硅片上，为后续的刻蚀步骤作准备。在光刻过程中，需在硅片上涂一层
光刻胶，经紫外线曝光后，光刻胶的化学性质发生变化，在通过显影后，透明光刻胶生产厂家，被曝光
的光刻胶将被去除，从而实现将电路图形由掩膜版转移到光刻胶上。再经过刻蚀过程，实现电路图形由
光刻胶转移到硅片上。在刻蚀过程中，光刻胶起防腐蚀的保护作用。

光刻胶的未来发展

以下内容由赛米莱德为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助。

由于光刻胶的技术壁垒较高，国内光刻胶市场基本被国外企业垄断。特别是高分辨率的KrF和ArF光刻胶
，基本被日本和美国企业占据。  

国内光刻胶生产商主要生产PCB光刻胶，透明光刻胶，面板光刻胶和半导体光刻胶生产规模相对较小。
国内生产的光刻胶中，PCB光刻胶占比94%，LCD光刻胶和半导体光刻胶占比分别仅有3%和2%。

国内光刻胶需求量远大于本土产量，且差额逐年扩大。由于国内光刻胶起步晚，透明光刻胶公司，目前
技术水平相对落后，生产产能主要集中在PCB光刻胶、TN/STN-LCD光刻胶等中低端产品，TFT-LCD、
半导体光刻胶等高技术壁垒产品产能很少，仍需大量进口，从而导致国内光刻胶需求量远大于本土产量
。



何为光刻胶

光刻胶又称光致抗蚀剂，是一种具有光化学敏感性的功能性化学材料，由光引发剂、光刻胶树脂、单体
（活性稀释剂）、溶剂和其他助剂组成的对光敏感的混合液体，其中，树脂约占50%，透明光刻胶报价
，单体约占35%。

它被称为是电子化工材料中技术壁垒较高的材料之一，主要利用光化学反应将所需要的微细图形从掩模
版转移到待加工基片上，被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作，下游主要用于集成电
路、面板和分立器件的微细加工，同时在 LED、光伏、磁头及精密传感器等制作过程中也有广泛应用。

按照下游应用，光刻胶可分为半导体用光刻胶、LCD用光刻胶、PCB（印刷线路板）用光刻胶等，其技
术壁垒依次降低。

期望大家在选购光刻胶时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多光刻胶的相关资
讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！

透明光刻胶公司-北京赛米莱德-透明光刻胶由 北京赛米莱德贸易有限公司提供。 北京赛米莱德贸易有
限公司是从事“光刻胶”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服
务。欢迎来电咨询！联系人：况经理。
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